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Mieszarka materialéw sypkich z cieklymi,
zwlaszcza do sporzadzamia szybkowigigcych
mas formierskich i rdzeniowych
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Przedmiotem wynalazku jest pionowa mieszarka ciag-
fego micszania materialow sypkich z cieklymi. zwhaszcza
do sporzadzania szybkuwigzacych mas formierskich i
rdzeniowvch.

Znana z polskiego opisu patentowego numer 93 424
mieszarka materialéow formierskich dziata wedtug zasady
przenikania si¢ w przestrzeni strumicnia rozpylonych
kropel skladnika cieklego ze strumieniem materiatu syp-
kiego. Konstrukcja zapewnia prowadzenie strumienia
materiatu sypkiego w taki sposob, ze co naymniej dwuk-
rotnie przecina on plaszczyzng rozpylania cieczy. Na dro-
dze grawitacyjnie spadajacej ze zsypu piersciemiowe;j
strugi materialu sypkiego umieszczony jest osiowo ods-
rodkowy rozrzutnik. Wewnatrz strugi, nad powierzchnig
roboczg rozrzutnika znajduje si¢ wirujgcy rozpylacz
sktadnika lub skiadnikéw cieklych, kiéry na obwodze
cylindrycznej écianki posiada otwory do rozpraszania
cieczy. Powierzchnia robocza rozrzutnika ma ksziah
stozka skierowanego wigksza podstawa ku gérze i roz-
cigga si¢ przynajmniej w cz¢sci na wysokosci strefy roz-
pylania. a korzystnie powyzej plaszczyzny Srodkowej
strefy rozpylania. Dodatkowy efekt przenikania stru-
mieni uzyskuje si¢ przez odchylénie w dét, przez strefe¢
rozpylania strumienia materiatu — dokonane na stozko-
wym kolpaku zamocowanym w odstgpie wzdiuz gérnej
krawe¢dz rozrzutnika.

W opisanym rozwigzaniu bardzo istotnym jest uzyska-
nie odpowieniej charakterystyki rozproszenia cieczy —
co narzuca konieczno$¢ stosowania wysokoobrotowego
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napgdu rozpylacza. niczaleznie od napedu rozrzutnika.
Przy stosowaniu lotnego skiadnika cieklego rozpylenie w
warunkach przedmuchu tej strefy powietrzem sprzyja
odparowaniu, co zwigksza rzeczywiste zapotrzebowanie
skiadmka.

Rozwigzanie wedtug wynalazku upraszcza konstruk-
<j¢ mieszarki, zapewnia wvsok3 jednorodnos¢ miesza-
niny oraz zmnicjsza straty odparowania lotnego
skiadnika cieklego.

W urzadzeniu wedlug wynalazku ziarna pfaskiego
strumienia materiatu sypkicgo przetaczajg si¢ po stycznej
lub nachyvlonej pod nicwielkim katem do gory
powierzchni zwilzanej rownomierna warstwg skiadnika
cickkgo. W tym celu rozrzutnik odérodkowy o
powierzchni roboczej w ksztalcie bryhy obrotowej skiero-
‘wanej wicksza podstawg do gory posiada co najmnicj
jedng. wspdlosiowo-kotowa szczeling przepltywu skiad-
nika ciekfego ze zbiornika. ktéry zamocowany jest od
dotu do rozrzutnika. Przy dwdch skiadnikach cicklych.
ktorych uprzednic wymieszanie jest -nicwskazane ze
wzgledow technologicznych lub z uwagi na zachodzacy
reakcj¢ chemiczng, powierzchnia robocza jest wyposa-
7zona w dwie niczaleine i oddalone od siebie szczeliny.
wzglednic moze posiadaé jedng szczeling w ktory wpro-
wadzona jest krawedzig wigksze) podstawy tarcza roz-
dzielajagca dwa usytuowane jeden nad drugim zbiomiki
skiadnikéw cieklych. Do rozrzutnika zamocowany jest
wspélosiowo | w odstgpie od gomej krawedzi stozkowy
kolpak kierujacy. ktdrego goma mniejsza podstawa
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obejmuje zesyp. Na gornej powierzchni kolpaka ustalone
s3 lopatki wentylatora zasysajacego powietrze przez pier-
scieniowy otwor wykonaay w Sciance obudowy nad kol-
pakiem. Powietrze tloczone jest w dot przez szczeling
migdzy kolpakiem a obudowy. Dla zapewnienia ptyn-
nodci przetaczania si¢ ziarn w ruchu odsrodkowym po
powierzchni roboczej rozrzutnika, szczelina jest wypel-
niona picrfcieniem z materiatu przepuszczalnego. Gorna
powierzchnia pierscienia powinna byé styczna do
powierzchni roboczej rozrzutnika.

Przedstawiony wynalazek pozwala uzyska¢ wysoka
jednorodno$¢ mieszaniny w urzadzeniu o prostej budo-
wie, nie wymagajacym odr¢bnego, wysokoobrotowego
napedu dla zespotu rozprowadzajgcego skladnik ciekty.
Usytuowanie zespoti rozprowadzajacego ciecz ponizej
powierzclmni roboczej rozrzutnika zmniejsza mozliwosé
zanieczyszczenia go materialem sypkim, a ponadto nie
wymaga stosowania zesypu ksztahtujacego piericieniowo
strumien materialu- sypkiego. W wyniku dostarczania
materiatu sypkiego blizej osi obrotu rozrzutnika wyste-
puje zwigkszenie mierzonego wzdtuz promienia odcinka
stycznosci matenatu z powierzchnia robocza — czego
efektem jest wyzsza energia kinetyczna ziarna, szczegdl-
nie istotna dla zwilzania ziarn o mnicjszej masie.

Przedmiot wynalazku przedsitawiony jest przykiado-
wymi wykonaniami na rysunku. ktérego poszczegéline
figury przedstawiaja: fig. 1 mieszark¢ w przekroju osio-
wym dla mas z technologicznie jednym skiadnikiem cie-
kiym, fig.2 polprzekréj mieszarki dla przemystu
odlewniczego stuzgcay do wykonywania szybkowigzacej
masy rdzeniowej a na fig. 3 pokazany jest szczeg6t kons-
trukcyjny mocowania pierScienia przepuszczalnego w
szczelinie.

Urzadzenie przedstawione na fig. | dokonuje miesza-
nia materialu sypkiego dozowunego w sposdb ciagly do
zesypu 1 ze skladnikiem cieklym doprowadzanym z
dozownika przez kanat 2, przebiegajacy w osi pionowego
walu nap¢dowego 3. Na koncu walu 3 zamocowana jest
piasta 4 odsrodkowego rozrzutnika A. Powierzchni¢
robocza § rozrzutnika A, czyli powierzchni¢ wirowo
oddzialywujjca na material sypki tworzg gérne powierz-
chnie tarczy wewnetrznej 6 i czgs¢ tarczy zewngtrznej 7.
Tarcza wewngtrzna 6 przyspawana jest do gérnego a tar-
cza zewngtrza 7 do dolnego koiica piasty 4. Scianka tar-
czy zewngtrzne) 7 przebiega wznoszac si¢ do piasty 4 ku
g0rze i z zewngtrzng krawedzg tarczy wewngtrznej 6
tworzy pierscieniowg szczeling 8, a nast¢pnie prowadzo-
na wedlug paraboloidy tworzy zewngtrzng cz¢§é
powierzchni roboczej S. Przestrzefh objgta tarcza wew-
n¢trzng 6, piasta 4 oraz czgécig tarczy zewnetrznej 7 na
odcinku do szczeliny 8 tworzy zbiornik 9 skladnika cie-
kicgo dostarczanego kanalem 2. Obudowa 10 mieszarki
na wysokosci gornej krawedzi tarczy zewnetrznej 7 ma
styczng i tukowo prowadzona Scianke, kierujacy w dot
wyrzucang odSrodkowo mieszaning. Ponizejobudowa 10
zwe¢za si¢ stozkowo ku dolowi i zakoficzona jest otworem
wylotowym 11.

Na fig. 2 przedstawiona jest mieszarka szybkowigzgcej
masy rdzeniowej uzywanej w przemysle odlewniczym.
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Skladnikami takich mas jest svpki piasek oraz ciekle
spoiwo i utwardzacz. wigzgcy mas¢ w czasie kilku do
kilkunastu sekund. Tak wigc. dla tych technologii proble-
mem technicznym jest szybkie i dokladne wmieszanie
uatwardzacza bezpoSrednio przed wypelnieniem masa
formy lub rdzennicy. Piasek dozowany do zesypu 1
opada grawitacyjnie, wspolosiowo na rozrzutnik. Pio-
nowy wal 3 napedzany przekiadnia o bezstopniowo
zmiennej ilosci obrotéw prowadzony jest koncentrycznie
w zesypie 1. Na konicu watu 3 usytuowana jest piasta 4, do
ktorej zamocowane s3 plaska, pozioma tarcza wewngtrz-
na € oraz wyst¢pujacy pod nia zespdt rozprowadzajgcy
skiadniki ciekle. Skladniki ciekle doprowadzane s3 z
doiownik()w przewodami 18, odgigtymi z kierunku dol-
nego w osi zamocowanych jeden nad drugim pod tarcza
wewngtrzng 6 dwoch bgbnéw zasilajacych 127 1 127
Kazdy bgben 12 na zewngtrzne) cylindrycznej powierz-
chni posiada szereg otwordw 1¥ i 13” wyplywu cieczy.
Bezposrednio ponizej otworéow 13 dolnego bebna 12
zamocowana jest stozkowa tarcza zewngtrzna 7. wzno-
szgca si¢ wickszg Srednica do géry | powyzej tarczy wew-
n¢trznej 6. Miedzy krawedzig tarczy wewngtrznej 6 i
tarczg zewng¢trzng 7 powstaje szczelina 8, w swiatlo ktérej
wprowadzona jest wigksza podstawg stozkowa tarcza
rozdzielajaca 14, zamocowana ponizej otworow 13” do
goérnego begbna zasilajgcego 127. W ten sposob wydzie-
lone zostaly dwa zbiomiki ¥ i 9” dla spoiwa i utwardza-
cza, otwarte przez pierscieniowa szczeling 8. Do dolnego
bebna 12° przymocowana jest piyta mocujaca 16, kidra
przy pomocy kilku obwodowo rozmieszczonych fciaga-
czy 17 ustala kotpak kierujacy 18. Kotpak kierujacy 18
wykonany w ksztalcie stozka cigtego usytuowany jest
wspolosiowo i w odstepic od gomej krawedz tarczy
zewngetrznej 7 a jego gdbma mniejsza podstawa obejmuje
zesyp 1. Na gémej powierzchni kotpaka 18 zamocowane
sq wentylacyjne lopatki 19, zasysajace powietrze przez
pierscieniowy otwdr ssgcy 20, usytuowany w sciance obu-
dowy 10 nad kolpakiem 18. Na obwodzie doinej pod-
stawy kotpaka 18 przymocowane s3 lopatki zgarniajace
21. ktdrych krawedZ znajduje si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie obudowy 10.

Figura 3 rysunku przedstawia szczeg6t konstrukcyjny
mieszarki posiadajgcej osadzony w szczelinie 8 pierscien
22 z materialu przepuszczalnego. Géma powierzchnia
pierscienia 22 jest stvczna do powierzchni roboczej §
rozrzutnika, przez co nie wyst¢puje zaburzenie strumie-
nia ziarn na krawedzi szczeliny 8.

W mieszarce wedlug fig. 2 piasek wprowadzany
0siowo na tarcz wewngtrzng 6 rozrzucany jest odsrod-
kowo plaskim strumieniem na zewnatrz. Jednoczesnie
oddzialvywanie ruchu wirowego powoduje. Ze spoiwo i
utwardzacz z bgbnow zasilajacych 12 i 12”7 wyplywa
przez otwory 13 i 13” na tarcz¢ rozdzielajaca 14 oraz
tarcz¢ zewng¢trzng 7. Ciecze te pod dzataniem sily odé-
rodkowej przeplywaja w kierunku gormym do szczeliny 8
Tam mieszajg si¢ i wyplywaja cienkg, rOwnomierng
obwodowo warstwg na tarcz¢ zewne¢trzng 7, w iej czgsci
powyzej szczeliny 8. Sita odérodkowa zmusza ziarna pia-
sku wyrzucone 7 tarczy wewngtrznej 6 do przetaczania po
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wznoszacej si¢ powicrzchni tarczy zewngtrznej 7 7 jedno-
czesnym wycieraniem z tej powierzchni skladnikow cie-
kiych. Wylatujacy z tarczy zewngtrznej 7 strumich
mieszaniny wpada na powierzchni¢ kolpaka kierujgcego
18 i przy odchylaniu w d61 ulega dalszemu ujednorodnie-
niu. Nastepnie strumieii mieszaniny dociera do cylindry-
cznej obudowy 10 i wsi¢pnic wspomagany topaika
zgarniajqcy 21 zsuwa si¢ ruchem wirowym po cylindry-
czno-stozkowej pobocznicy w kierunku otworu wyloto-
wego 11. Osadzanie mieszaniny na obudowie 10 w strefie
plaszczyzny wyrzutu z kolpaka 18 zmniejsza inicjowany
lopatkami 19 przeplyw powietrza tloczonego od géry w
szcasling migdzy kolpakiem 18 a obudowz 10.

Zastrzezenia patentowe

" '1. Mieszarka materialéw sypkich z cicklymi, zwlasz-
c2za do sporzadzania szybkowigzacych masformierskich i
rdzeniowych, posiadajaca grawitacyjny zesyp materiatu
sypkiego doprowadzony osiowo na rozrzutnik odsrod-
kowy, ktdérego powierzchnia robocza ma ksztalk bryly
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obrotowej skicrowanej wigkszq podstawg do gory, me-
mienma tym, Ze na powierzchni roboczej (5) rozrzutnika
(A) znajduje si¢ co najmniej jedna, wspotosiowo-kolowa
szczelina (8) wyplywu skiadnika cieklego ze zbiornika (9)
zamocowanego od dotu do rozrzutnika (A).

2 Mieszarka wedlug zastrz. 1. znamienaa tym, ¢ W
szczeling (8) wprowadzona jest krawedzig wigkszej pod- -
stawy tarcza rozdzielajaca (14) dwa usytuowanc jeden
nad drugim zbiomniki (¥, 9”) skladnikéw cickivch.

3. Mieszarka wedlug zastrz. 2, zaamieans tym. 7¢ do
rozrzutnika (A) zamocowany jest wspdlosiowo i w odst¢-
pic od gérnej krawedzi stozkowy kolpak kicrujgcy (18),
ki6érego gbma mniejsza podstawa obejmuje zesyp (1).
natomiast na gérnej powierzchni kolpaka (18) ustalone
s§ wentylacyjne lopatki (19) a w iciance obudowy (10)
nad kolpakiem (18) znajduje si¢ piericicniowy otwor
ssacy (20).

4. Miecszarka wedlug zastrz. |, zeamiemns tym, ic
szczeling (8) wypetnia pierécief (22) z materiatu przepu-
szczalnego, kidrego gérna powierzchnia jest styczna do
powierzchni roboczej (8) rozrzutnika (A).
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